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A silica-gel é o adsorvente mais usado nos trabalhos de
isolamento e purificagdo de substincias orginicas de baixa e
média polaridade, sejam estas de origem natural ou sinté-
tica.

A sua utilizagfo em grandes quantidades, principalmente
na 4rea de fitoquimica, e o seu alto custo, nos obrigam a
procurar meios de utilizar virias vezes a mesma silica-gel.

Um dos métodos que vem sendo empregado para recupe-
ragdo de silica-gel consiste no seu tratamento com solug¢do
aquosa de KMnO,4 a 5%, em seguida com soluggo aquosa de
dcido oxdlico a 3% e, entdo, lavagem exaustiva com dgua
destilada até pH constante. Entretanto, este processo de
recuperago apresenta alguns inconvenientes, a saber:

1. grande nimero de etapas;

2. possibilidade de haver tragos de dcido oxdlico nasilica-gel
tratada;

3. presenga de altas quantidades de manganés na silica-gel
apo6s tratamento (ver Tabela 2);

4. baixa eficiéncia na oxidagdo de material orginico (baixo
poder oxidante — ver Tabela 1).

. A eficiéncia de oxidagdo do KMnO4 pode ser melhorada

utilizando-o em solugo 4cida (H; SO44q. a 1%) (ver Tabela
1), o que no entanto nfo elimina a presenga de manganés e
de resquicios de 4dcido oxdlico na silica-gel ap6s o trata-
mento, os quais podem levar a formagdo de artefatos du-
rante o processo de isolamento.

O método sugerido por nés consta do tratamento com
soluggo de H,0, a 30 vol. em H;S04,q. a2 1%. A silica-gel
assim tratada tem apresentado caracteristicas bastante pr6-
ximas da silica-gel nova (ver Tabela 2), tendo inclusive a
mesma eficiéncia na separagfo da mistura de a- e f-naftol
(Rf = 0,42 e 0,36, respectivamente), o que nos tem propi-

ciado uma grande economia em termos de material adsor-
vente.
As principais vantagens do novo método sgo:

—

. menor nimero de etapas;

2. baixo teor de manganés na silica-gel tratada (ver Tabela
2);

3. auséncia de material oxidante apés o tratamento;

4. maior eficiéncia na oxida¢fo de material orginico (alto

poder oxidante — ver Tabela 1).

Tabela 1.  Potenciais padrées de oxidagdo!.
MnO; + 2H,0 2 MnO, + 40H  E°=0,60V
- . t3&
MnO; + 4H 2 MnO, + 2H,0 E°=169V
+2e”
H,0, + 2H' 2 2H;0 EC=1,77V
EXPERIMENTAL.:

Foram realizados ensaios comparativos no tratamento de
um mesmo lote de silica-gel usada, com KMnO,4 ¢ H,0,.

1. Tratamento com KMnO, :

Aproximadamente 500g de silica-gel usada foram trata-
das com solugfo de KMnO, a 5% em solugfo de H, SO,
a 1% até permanéncia de cor violicea. O excesso de KMnO,
foi eliminado adicionando-se solugfo de icido oxdlico a
3% até total clarifica¢do da silica, seguida de lavagens com
dgua destilada até pH constante. A silica-gel assim tratada
foi ativada em estufa a 120°C por 8-12 horas.
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2. Tratamento com H,0,:

Aproximadamente 500g de silica-gel usada foram trata-
das com 1 litro de H, 0, a 30 vol. em H,S0,4 a 1% por 2
horas com agitagdo ocasional, em seguida, lavada com 4
litros de dgua destilada e novamente tratada com 1 litro
de H,0, a 30 vol. por 2 horas com agitagdo ocasional.

Tabela 2. Resultado da andlise de teor de carbono e de manganés
na sflica-gel
Silica Teorde C (%) | Teor de Mn (%)
nova * 0,06 0,0001
usada — antes do tratamento 041 0,002
usada — tratada com KMnOq4 0,38 0,89
usada - tratada com H,0, 0,14 0,0007

* silica-gel 60 — Merck Art. 7734 (70 — 230 mesh ASTM)

A silica-gel assim tratada foi lavada com 4gua destilada até
pH constante e ativada em estufa a 120°C por 8-12 horas.

As silicas obtidas pelos tratamentos acima descritos
foram submetidas a andlise de teor de carbono total e man-
ganés cujos resultados estdo listados na Tabela 2.
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ABSTRACT um controlador de velocidade, utilizando-se como parte

A variable-frequency speed controller for 3-phase
induction motors is described in detail. The alternative
tensions are simulated by square waves with the appro-
priate phase angles, thus allowing good control without
loosing torque.

O uso de motores trifdsicos de indugdo é praticamente
universal, tanto para aplica¢Ses industriais como também
em laborat6rios, para mover bombas ¢ mdquinas diversas.
Ao lado de sua principal vantagem, que é o pre¢o, o motor
trifdsico (qualquer motor de indugdo, na realidade) tem a
grande desvantagem de nfo permitir um controle ficil da
frequéncia de rotagdo, a qual depende fundamentalmente
da frequéncia da rede.

A velocidade de um motor de indu¢4o ndo pode ser con-
trolada pela variagdo da tensio de alimentagdo, pois para
tensOes baixas de excitagdo o torque cai muito. Assim, é
necessdrio utilizar-se um controlador com frequéncia varié-
vel, mantendo-se a tensgo 6tima de excitagdo para que o
torque fique constante.

O presente trabalho descreve o projeto e construgdo de
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do circuito um conversor trifasico descrito em uma publi-
cagdo especializada'. Uma adaptagdo foi feita para a
utilizagdo de circuitos logicos tipo TTL, menos sensiveis
e mais baratos que os CMOS utilizados no circuito original.
Por outro lado, a ponte de transistores de poténcia utili-
zada, cuja fungdo serd descrita a seguir, foi totalmente
reprojetada, para utilizar componentes facilmente encontrd-
veis no comércio nacional. O oscilador controlado por ten-
sdo também foi projetado especificamente para este caso.

Este controlador de velocidade foi utilizado em negsso
laboratdrio para um sistema de ““Q-switching” lento para
laser, que consiste em um prisma giratério (cada vez que a
superficie refletora passa pela posi¢do de alinhamento, hd
a emissdo de um pulso de energia).

O motor que gira o prisma mencionado funciona com
tensdo de 200 V (RMS), consumindo 50 mA. No entanto,
o controlador aqui descrito pode funcionar para qualquer
motor trifdsico, desde que os transistores de poténcia sejam
apropriados 4 tensdo e corrente requeridas pelo mesmo.
Um circuito modificado foi utilizado para um “‘chopper”
movido por motor de giroscopio de avido (24 V, 2A)
também com sucesso.






